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(54) Sposo6b sterowania megnetronowego
urzadzenia rozpylajacego

(57) Sposob znajdujgcy zastosowanie w procesie nanosze-
nia metodg rozpylania jonowego cienkich warstw metalicznych i
niemetalicznych na r6znego rodzaju podtozach polega na zasila-
niu magnetronowego urzadzenia rozpylajacego (1) z zasilacza
(2) o charakterze zrodta pradu i utrzymywaniu wartosci pradu rze-
czywistego ptyngcego pomiedzy elektrodami urzadzenia rozpy-
lajgcego (1) na zadanym poziomie za pomocg, uktadu regulaciji
pradu, stanowigcego integralng czes¢ zasilacza (2) oraz kontro-
lowaniu napiecia miedzy tymi elektrodami. Sposob charakte-
ryzuje sie tym, ze w czasie normalnej pracy magnetronowego
urzadzenia rozpylajacego (1) za pomocg komparatora (7) mierzy
sie napiecie (Uz) pomiedzy anoda i katodg tego urzadzenia (1) i
poréwnuje z napigciem progowym (Up) o wartosci réwnej potowie
napiecia pracy danego procesu rozpylania, a gdy warto$¢ mie-
rzonego napiecia (U*) osigga warto$¢ mniejszg od napiecia pro-
gowego (Up), woéwczas za pomocg uzyskiwanego sygnatu
przekroczenia napigcia blokuje sie sygnat sterujgcy dla regula-
tora pradu (6), za pomocg ktérego zmniejsza sig warto$¢ pradu
rzeczywistego do zera. Po osiggnigciu przez prad rzeczywisty
wartosci rownej zero utrzymuije sig ten stan za pomocg uktadu za-
dawania pradu (5) przez okres czasu potrzebny dla dejonizaciji
gazu w obszarze wytadowania tukowego w komorze prézniowej
urzadzenia rozpylajgcego (1), korzystnie przez czas réwny 20
ms, a po jego uptywie zwieksza sie prad rzeczywisty do zgdanej
wartosci w znany sposéb za pomocg, uktadu regulacji prgdu zasi-
lacza (2).
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(54) Sposob sterowania wyrzutni magnetronowej
urzadzenia rozpylajacego

(57) Sposéb znajduje zastosowanie przy nanoszeniu powtok
metalicznych i niemetalicznych na réznego rodzaju podtozach
metoda, rozpylania jonowego w magnetronowych urzadzeniach
rozpylajgcych, ktore zasila sig z tyrystorowego zasilacza niskiego
napiecia o charakterze zrodta pragdu. Sposob polegajgcy na od-
pompowaniu komory prézniowej urzgdzenia rozpylajgcego (1),
napetnieniu jej gazem roboczym i ustaleniu jego ciénienia, a na-
stepnie zainicjowaniu wytadowania jarzeniowego poprzez
zataczenie napiecia pomiedzy anode i katode wyrzutni magnetro-
nowej urzadzenia rozpylajgcego (1) oraz pomiarze pradu wyj-
$ciowego zasilacza (2) charakteryzuje si¢ tym, ze na podstawie
sygnatu bedacego réznicag sygnatu pradu wyjsciowego zasilacza
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(2) mierzonego za pomocg uktadu pomiarowego (3) i sygnatu
pradu zgdanego generowanego za pomocg nastawnika (4) wy-
pracowuje sie za pomocg uktadu zadawania pradu (5), liniowo
narastajgcy sygnat zadawania dla regulatora pradu (6), za po-
mocg, ktorego reguluje sie kat wyprzedzenia zaptonu tyrystorow
zasilacza (2) tak, ze prad wytadowania jarzeniowego dla danego
procesu rozpylania narasta liniowo od zera do zgdanej wartosci z
szybkoscig korzystnie zawartg w granicy od 0,15 A/s do 0,25 A/s,
a po osiggnieciu zgdanej wartosci prgdu dla danego procesu,
utrzymuje sig¢ te wartoS¢ przez dalszg cze$¢ procesu w znany
sposéb za pomoca uktadu regulacji pradu zasilacza (2).
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(54) Sposéb sterowania magnetronu
stalopradowego

(57) Sposob znajduje zastosowanie w technologii nanosze-
nia cienkich warstw materiatu na ré6znorodne podtoza metodg ka-
todowego rozpylania i polega na zasilaniu magnetronu (1) z
zasilacza (2) o charakterze zrodta pradu, utrzymywaniu statej wa-
rtosci pradu zasilajgcego magnetronu (1) za pomocg uktadu re-
gulacji pradu (URP), stanowigcego integralng cze$¢ zasilacza (2)
na podstawie sygnatu bedgcego réznicg sygnatu pradu zasi-
lajacego magnetronu (1) i sygnatu prgdu zadanego oraz kontroli
cisnienia (Py) gazu roboczego. Sposob charakteryzuje sie tym, ze
dodatkowo mierzy sie cisnienie (Py) gazu roboczego w komorze
magnetronu (1) i poréwnuje z ustalong warto$cig zadang {Po) za
pomocg uktadu (5) komparatora cisnienia z histerezg a gdy war-
tos¢ cisnienia (Pr) gazu roboczego przekroczy wartos$¢ zadang,
(Po) 0 wiecej niz 10%, wowczas za pomoca, sygnatu przekrocze-
nia cisnienia uzyskanego z uktadu komparatora (5) wymusza si¢
zmniejszenie pradu zasilajagcego magnetron (1) do zera, a po
osiggnieciu przez prad zasilajgcy wartosci rownej zero utrzymuje
jego wartos¢ na tym poziomie za pomocg uktadu regulacji pradu
(URP) i rébwnoczesnie koryguje sie, za pomocg znanego ukfadu
regulaciji cisnienia (4), ci$nienie (Py) do wartosci zadanej {P,), po
czym za pomocg, sygnatu uzyskanego z komparatora (5) zwig-
ksza si¢ prad zasilajgcy magnetron (1) z okreslong dla danego
procesu szybkoécig od wartosci zadanej, ktorg utrzymuje sie w
znany sposob za pomocg uktadu regulacji pradu (URP) zasilacza
(2) do momentu wystgpienia ponownej zmiany cisnienia (Pr) w
komorze magnetronu (1).
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